| I Wiy
b )]

Ut

UFRGS

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO SUL

VOLZES

T lﬂm |

T I’ll Ml

IE E 1 (v )i

1T T IO A L
'"lll alll “III”' o DR I Al ,h nlll Al

]

&

15419

%\'g}ﬁ)@\eg SALAO DE UTUBRO
J | SJ’&O ¢ INICIACAQ CIENTIFICA CANPUS DO VALE
XK S &
UFRGS
PROPESQ

NANOPARTICULAS DE OXIDO DE TANTALO DOPADOS APLICADAS EM
PROCESSOS QUIMICOS SUSTENTAVEIS

Luca Zart Klafke?, Prof. Dr. Jairton Dupont?
lUniversidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Introducao

Figura 1: Resumo gréafico apresentando a obtencéo das NP semicondutoras de Oxido
de Tantalo dopadas, que apresentam absorcao na regido do visivel, para otimizacao
dos recursos solares, no processo fotocatalitico de obtencao de Hidrogénio.

Metodologia

CH3S0,Cl
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EtsN, CH,ClI,
banho de gelo > t.a.
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Esquema 1: Sintese do Alquilante Dietilenoglicolmetileter de metanosulfonila.
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Esquema 2: Sintese do Liquido I6nico: Metanosulfonila de 1-dietilenoglicolmetileter-3-
metilimidazilio.
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Esquema 3: Sintese da nanoparticulas de Oxido de Tantalo N-dopados com
solucao dopante de imidazolato de amonio 2 mol.L1L.

Neste trabalho foram preparadas trés amostras com diferentes teores do
agente dopante além da amostra comercial para comparacdes, denominadas:
I. Ta,O (comercial)

li. TaON 25 (2,5 mL de solucéo dopante)

. TaON 50 (5,0 mL de solucéo dopante)

Iv.TaON 100 (10,0 mL de solucao dopante).

Resultados

Figura 2: M|crograf|as de Varredura Eletronica (a) Ta205, (b) TaON 25, (c) TaON 50 e
(d) TaON 100.

Tabela 1: Propriedades Texturais por fisissor¢cédo de N..

Area de superficie | Volume de poros
Entrada Amostra
BET (m2.g1) (cm3.g1)
1 Ta,Oc 2.6 0.5 0.0033 £ 0.0005
2 TaON 25 12.7+0.4 0.015 £ 0.001
3 TaON 50 301 +3 0.176 £ 0.001
4 TaON 100 88 +2 0.061 £ 0.001

Tabela 2: Propriedades Opticas por Reflectancia Difusa na regido do UV-Vis.

. L Comprimento
Entrada| Amostra |Gap direto (eV)|Gap indireto (eV) de onda (nm)
1 Ta,O: 3,97 3,87 313,13
2 TaON 25 2,41 1,96 514,23
3 TaON 50 2,17 1,82 571,43
4 TaON 100 1,96 1,67 632,65
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Figura 3: Performance fotocatalitica das NPs de oOxido tantalo N-dopados e Ta,O:

(comercial) em suspensao de 9 mL de H,O e 1 mL de metanol sob iluminagédo de
lampada (Cermax) de Xe (240 W).

Conclusao

Conclui-se que as NP apresentaram melhorias através do ajuste de suas propriedades morfologicas, texturais e opticas com absorcao na regiao do visivel. O
desempenho fotocatalitico dos materiais sintetizados foram muito superiores em Producéo de H,, quando comparados ao material comercial utilizado como
referéncia. Para o futuro, pretende-se analisar a eficiéncia dessas NPs utilizando radiacao apenas na regiao do visivel.
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